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GOUVÈNÈ CUOMO ANONSE ENSTALASYON TEKNOLOJI DÈNYE KRI MIKWO-
PLAKÈT ÓDINATÈ NAN KANPIS NANO TEKNOLOJI NAN SUNY POLI ALBANY 

 
SUNY Polyteknik ak Nikon pou enstale premye zouti litografi imesyon 450mm pou 

akselere pwodiksyon nouvo jenerasyon mikwo-plakèt òdinatè 
 
 
Gouvènè Andrew M. Cuomo jodia te anonse ke tout premye skanè imèsyon 450 mm 
nan mond lan te kòmanmse nan SUNY Polytechnic Konplèks Nano-Teknoloji Enstiti 
Albany. Devlope pa Nikon Corporation, premye zouti nan kategori l pral akselere 
pwochen jenerasyon mikwo-plakèt òdinatè ke yo itilize nan yon varyete aplikasyon 
kliyan ak komèsyal.  
 
“New York fyè pou l kay kèk nan rechèch mikwo-plakèt òdinatè ki pi sofistike sou planèt 
la, e avèk plizyè milye syantis ak enjenyè ki soti nan Albany a Buffalo nap devlope 
endistri a tankou jamè anvan,” Gouvènè Cuomo te deklare. “Envestisman stratejik sa yo 
nan nano-teknoloji, ansanm avèk repwodiksyon siksè nan Albany toupatou nan 
Upstate, te atire lidè mondyal yo tankou Nikon kap pote finansman prive ak opòtinite 
travay nan New York.” 
 
Yon ekip ki gen ladan plis pase 50 enjenyè ki soti toupatou nan Etazini ak toupatou nan 
mond lan pral patisipe nan enstalasyon an. SUNY Polytechnic-te dirije tranzisyon a 
450mm se yon teknoloji kap sote pou endistri semi-kondiktè a. Avèk aplikasyon yo ki 
klase apati telefòn selilè, tablèt òdinatè, defans, enèji vèt, ak anpil ankò, 450mm pral 
pwodui plis pase double kantite mikwo-plakèt ke yo trete sou tranch 300 mm jodia, 
kondwi a pri ki pi ba ak pi rapid, teknoloji mikwo-plakèt òdinatè ki pi fyab. Ou ka wè 
eskanè a la. 
 
New York se premye pou etabli nouvo jenerasyon teknoloji mikwo-plakèt òdinatè sa, ki 
se rezilta annons Gouvènè Cuomo nan 2011 ke patnè G450C yo, enkli Intel, IBM, 
GLOBALFOUNDRIES, TSMC ak Samsung, ta envesti plis pase $4.8 milya pou bati 
premye tranch ekipman 450 mm nan mond la ak ekipman devlopman anviwonman nan 
Konplèks Nano Tech nan SUNY Poly. 
 
Toshikazu Umatate, Nikon Corporation Vis Prezidan Prensipal ak Manadjè Jeneral nan 
Inite Biznis Semiconductor Lithography te deklare, “Pwogram Nikon 450mm la ap 
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pwogrese rapidman e pwogrè enteresan sa te posib pa kolaborasyon etwat avèk anpil 
nan patnè nou yo toupatou nan konsòsyòm lan. Nikon angaje pou l kontinye inovasyon 
litografi ak avansman, ak sipòte endistri a nan reyalize nouvo jenerasyon fabrikasyon 
semi-kondiktè yo.” 
 
Dr. Alain E. Kaloyeros, Prezidan ak PDG SUNY Polytechnic Institute te deklare, 
“Livrezon Imèsyon Eskanè Nikon se yon viktwa nan inovasyon pou Eta New York ak 
yon lòt pwogrè nan plan teknoloji Gouvènè Cuomo kap kondwi nan endistri mondyal 
semi-kondiktè nan pwochen jenerasyon devlopman mikwo-plakèt òdinatè. Eta New 
York rete alavangad inovasyon, ogmante espesyalite ak resous nivo mondyal patnè yo 
tankou Nikon pandan nap defini avni teknoloji mikwo-plakèt òdinatè pandan lap kondwi 
devlopman ekonomik ak kreyasyon travay.” 
 
Nan jiyè 2013, Gouvènè Cuomo te anonse yon patenarya $350 milyon ant SUNY 
Polytechnic College of Nanoscale Science ak Engineering ak Nikon pou devlope 
pwochen jenerasyon teknoloji foto litografi 450 mm. Pandan dènye ane ki sot pase yo, 
fotolitografi te vini yon gwo etap validasyon enpòtan nan fabrikasyon tranzistò gwosè 
nanomèt ki se bilding blòk chip òdinatè jodia. Nikon ak SUNY Poly te travay san pran 
souf pou pote eskanè litografi imèsyon sou entènèt nan mwens pase 12 mwa e li te 
devwale premye sik konplè branch 450 mm mond lan nan jiyè 2014. Zouti imèsyon 
Nikon nan kounye a rejwenn enfrastrikti 450mm ki egziste deja nan SUNY Poly's 
College of Nanoscale Science and Engineering, pote envestisman total nan branch 
ekipman 450mm nan konplèks Albany NanoTech a plis pase $700 milyon.  
 
 
Enfòmasyon sou Nikon  
Depi 1980, Nikon Corporation te revolisyone litografi avèk pwodui inove ak teknoloji. 
Konpayi an se yon lidè mondyal nan sistèm litografi semi-kondiktè pou endistri 
fabrikasyon mikwo-elektwonik avèk plis pase 8,000 sistèm litografi (semi-konditè) ki te 
enstale nan tout mond lan. Nikon ofri yon vas chwa sistèm litografi pwodi de klas - kap 
sèvi ekran plat semi-kondiktè (FPD) ak endistri kouch mens tèt mayetik (TFH). Nikon 
Precision Inc. bay sèvis fòmasyon, aplikasyon ak sipò teknik, ansanm avèk lavant ak 
maketing pou sistèm litografi Nikon nan Amerik di Nò. Pou jwenn plis enfòmasyon sou 
Nikon, vizite http://www.nikon.com.  
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